
第 2回ゼオライトセミナー 

 

日本ゼオライト学会主催第 2 回ゼオライトセミナーを下記の通り開催します。ゼオライトの基礎から

研究の最前線のトピックスまで、各研究の一線でご活躍されている講師の方々に講演して頂く予定です。

また講演会終了後にはポスターセッションも企画しております。多くの皆様のご参加をお待ちしていま

す。 

 

記 

 

行 事 名： 第２回ゼオライトセミナー 

主 催： 日本ゼオライト学会 

協賛：触媒学会、石油学会、日本化学会、化学工学会 

日 程： 平成 30 年 12 月 17 日（月）14：00～20：00 

場 所： 大阪大学「基礎工学国際棟」（豊中市待兼山町 1-3） 

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka/toyonaka.html(豊中キャンパスマップ 21番) 

 

プログラム： 

13:00-あいさつ 

13:10-13:50  「進化するゼオライト合成」 

            佐野庸治(広島大） 

14:00-14:40 「ガス吸着法による多孔性材料の比表面積・細孔分布解析  

―N2/Ar/GCMC/NLDFT/QSDFTの選択―」 

仲井和之（マイクロトラック・ベル） 

15:00-15:40 「ゼオライトの酸強度を決めるのは何か？」 

片田直伸（鳥取大） 

15:50-16:30 「ナノ多孔体・プラズモニック触媒創製による新水素プロセス構築」 

山下弘巳（大阪大） 

16:30-18:00 ポスター発表（基礎工学国際棟ホワイエ） 

18:00-20:00 懇親会 

 

参 加 費： 主催、協賛学会会員￥3,000 その他一般 ￥5,000 学生 1000円 

懇親会費： 一般 ￥3,000 学生 ￥2,000 

参加申込：  

申し込み先：大阪大学 西山憲和 nisiyama@cheng.es.osaka-u.ac.jp 

申し込み期限：11月 16日 

①氏名、②所属、③役職・学年、④E-mail、⑤電話、⑥ポスター発表の有無⑦懇親会への参加の有無 

メールタイトル「ゼオライトセミナー参加申し込み」にて、上記宛てにメールください。 

mailto:nisiyama@cheng.es.osaka-u.ac.jp

